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KOMPOZYCJA DO WYMYWANIA OSAD&W KOROZYONYCH, ZWŁASZCZA FLUORKU ŻELAZA

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do wymywania osadów korozyjnych zawierajęcych
fluorek żelaza, oparta na wodnym roztworze kwasu chlorowodorowego 1 kwasu 2-hydrokey-

-1,2,3-propanotróJkarboksylowego, zawierajęce metylenoaminę, sól poliokeyalklloaminy ali¬
fatycznej 1 kwasu karbokeylowego alifatycznego oraz środek powierzchniowo-czynny.

Znane sę kompozycje oparte na wodnych roztworach kwasu chlorowodorowego 1 kwasu
2-hydroksY-l,2,3-propanotróJkarboksylowego, zawierajęce dodatki takie Jak metylenoaminy
np. szsśclometylenoczteroaminy, poliokeyalklloaminy oraz środki powierzchniowo-czynne,
które rozpuszczaję efektywnie 09ady korozyjne, zwłaszcza tlenki żelaza oraz wykazuję nie-
wielkę agresywność korozyjne w stosunku do stali węglowej. Natomiast kompozycje takie pod¬
czas rozpuszczania osadów powstajęcych w aparaturze do alkilowania wobec kwasu fluorowodo¬
rowego, zawierajęcych przede wszystkim fluorek żelaza, w którym zaadsorbowany jest kwas
fluorowodorowy, charakteryzuję się wprawdzie zadowalajęcę efektywnościę rozpuszczania, je¬
dnak posiadają znaczne agresywność korozyjne w stosunku do stali węglowej w tym środowisku.

Celem wynalazku Jest opracowanie kompozycji efektywnie rozpuszczajęcej osady korozyjne
powstajęce w aparaturze do alkilowania olefin wobec kwasu fluorowodorowego nie powodujęcej
jednocześnie występiania szybkiej korozji kwasowsj.

Stwierdzono, że dodatek sześciometylenoczteroaminy i soli polloksyetylenoelklloaminy
alifatycznej i kwasów karboksylowych alifatycznych nienasyconych i/lub nasyconych o długo¬
ści łańcucha C12"C22 " 8toeun^u wagowym 1:1, do kompozycji zawierajęcej kw^s chlorowodo¬
rowy, kwas 2-hydrokey-l,2,3-propenotrójkarboksylowy oraz środek powierzchniowo-czynny, ob¬
niża znacznie agresywność korozyjne tej mieszaniny.

Kompozycje według wynalazku zawiera 5-7 % wagowych kwasu chlorowodorowego, 1-2 % wago¬
wych kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrójkerboksylowego, O,3-0,8 % wagowych sześclometyleno-
czteroemlny orez 0,3-0,8 % wagowych soli polloksyetylenoalkiloaminy alifatycznej i kwasu
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karboksylowego alifatycznego o wzorze ogólnym /H/0CH2CH2/x-RNH-/CH2CH2°/y H/COOR, gdzie
rodnik alkilowy R stanowi łańcuch alifatyczny węglowodorów nasyconych i nienasyconych
C12 " C22 a x ♦ Y " 2 1UD 5 ^UD 1° luo 15» Stosunek wagowy sześciomstylenoczteroaminy
do soli polioksyetylenoalkiloaminy alifatycznej i kwasu karboksylowego alifatycznego
wynosi 1:1. Ponadto kompozycje zawiera dowolny środek powierzchniowo-czynny w ilości
0,02 - 2 % wagowych.

Zaletę kompozycji Jest- Jej wysoka efektywność rozpuszczania fluorku żelaza. Ponadto
zaletę kompozycji jest fakt, że podczas wymywania osadu fluorku żelaza nie wywołuje ona
gwałtownej korozji kwasowej przemysłowej aparatury. Kompozycja ta jest szczególnie przy*
datna do wymywania osadów korozyjnych, zawierajęcych fluorek żelaza powstających w prze¬
mysłowej aparaturze do alkilowania izobutanu olefinami wobec kwasu fluorowodorowego oraz
w aparaturze do prowadzenia innych procesów chemicznych z użyciem kwasu fluorowodorowego,

Na6tępujęce przykłady wyjaśniaję bliżej wynalazek nie ograniczajęc Jego zakresu.

Przykład I. Kompozycja do wymywania osadów zawiera 6% wagowych kwasu chlo¬
rowodorowego, 1 % wagowy kwasu 2-hydroksy-l,2,3-prop8notrójkarboksylowego, 0,5% wagowych
eześciometylenoczteroaminy, 0,5^ wagowych soli -polioksyetylenoalkiloaminy alifatycznej
i mieszaniny nienasyconych i nasyconych,kwasów karboksylowych alifatycznych ci2*C14 ° *ZOf>
rze /H/OCHgCHgA - RNH - /CHgCHgO/y H/COOR i ciężarze częsteczkowym 860, dla której x ♦ y»
■ 10 oraz 0,15 % wagowych środka powierzchnlowo-czynnego. Kompozycję tę zeefoaoweno do
rozpuszczania fluorku żelaza z zaadsorbowanym w nim kwasem fluorowodorowym. Rozpuszczanie
wprowadzono w typowej aparaturze laboratoryjnej obeerwujęc wysokę efektywność rozpuszcza-
nia osadu 1 ubytki korozyjne stall węglowej rzędu 2 g/m •

Przykład II, Kompozycja jak w przykładzie I zawiera 6 % wagowych kwasu
chlorowodorowego, 1 % wagowy kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotróJJ$arboksylowego# 0,3 % wa¬
gowych sześclometylenoczteroaminy, 0,3 % wagowych eoll polioksyetylenoalkiloaminy 1 kwa¬
su karboksylowego jak w przykładzie I oraz 0,15 % wagowych środka powierzchniowo-czyn-
nego. Podczas rozpuszczania osadu obserwowano wysokę efektywność rozpuszczania osadu
i ubytki korozyjne rzędu 4 g/m .

Przykład III, Kompozycja jak w przykładzie I i II zawiera 6 % wagowych
kwasu chlorowodorowego, 1 % wagowy kwasu 2-hydroksy-l,2,3-propanotrójkarboksylowego,
0,8 % wagowych sześclometylenoczteroaminy, 0,8 % wagowych soli polioksyetylenoalkilo¬
aminy 1 mieszaniny nienasyconych i nasyconych kwasów karboksylowych alifatycznych

C14-C1Q o wzorze /H/OCHgCHgA - RNK - /CH2CH20/y H/COOR i ciężarze częeteczkowym 970,
dla której x ♦ y ■ 10 oraz 0,15 % wagowych środka powlerzchniowo-czynnego. Podczee roz¬
puszczania osadu w warunkach jak w przykładzie I, obserwowano wysokę efektywność rozpu¬
szczania osadu i korozyjne ubytki stali rzędu 2,5 g/m •

Zastrzeżenie patentowe

Kompozycja do wymywania oeadów korozyjnych, zwłaszcza fluorku żelaza, oparta na wod¬
nym roztworze kwasu chlorowodorowego i kwasu 2-hydroksy-lł2,3-propenotrójkarbokeylowego,
zawierajęca metylenoamfhę, aól polioksyalklloamlny alifatycznej i kwasu karboksylowego
alifatycznego oraz środek powlerzchniowo-czynny, znamienne tym, że składa
się z 5-7 % wagowych kwasu chlorowodorowego i 1-2 % wagowych kwasu 2-hydroksy-l,2,3-pro-
penotrójkarboksylowego, 0,3-0,8 % wagowych sześclometylenoczteroaminy oraz 0,3-0,8 % wa¬
gowych soli polioksyetylenoalkiloaminy alifatycznej i kwasów karboksylowych alifatycznych
0 wzorze ogólnym /H/0C2H4/x *- RNH - /C-h^O/y H/COOR, gdzie rodnik alkilowy R etanowi łań¬
cuch alifatyczny węglowodorów nasyconych 1 nieneeyconych C12'"C22 a x -* y " 2 lub 5 lub 10
lub 15, a stosunek wagowy sześclometylenoczteroaminy do soli polioksyetylenoalkiloaminy
1 kwasu karboksylow go wynosi 1:1.

Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
CenalOOzł ,


	PL131075B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


